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Sposéb wytwarzania poliuretanéw o zmniejszonej palnosci

1

Przedmiotem wymnalazku jest sposéb wytwarza-
nia poliuretanéw o zmniejszonej palnosci, ktére
znajduja zastosowanie, np. w postaci powlok, pia-
nek, elastomeréw itp. w budownictwie, transpor-
cie, w przemysle maszynowym i innych gateziach
przemystu.

Znane sg sposoby wybwarzania poliuretandw,
zwlaszcza pianek, o zmniejszonej palnosci, polega-
jace mna dodawaniu do mieszaniny: reakcyjnej
zwigzk6w zawierajacych atomy chlorowec6w i/lub
atomy fosforu i/lub atomy antymionu. Zwigzki teé
moga byé zdolne do reakcji chemicznych z sub-
stratami stosowanymi do wytwarzania poliureta-
néw, a wiec z izocyjanianami lub poliolami, lub
tez moga byé niereaktywme. :

Sposéb zmmiejszania palnosci podluu'atanbw przez
zastosowanie skiadnikéw merealdy)wmych znany
jest z wielu publikacji, m.in. z japoniskiego opisu
patentowego nr 77128993, gdzie zastosowano do-
datek fosforanu tréj(chloroetylowego), z opisu pa-
tentowego RFN nr 1946954, gdzie stosowano do-
datek czterochlorochinonu, z opisu patentowego ja-
poniskiego, gdzie stosowano halogenki alkilowe. Te-
go typu dodatki, niezdolne do reakeji z reagen-
tami poliuretanowymi, powodujga pogorszenie wias-
nosci mechanicznych i termicznych tworzyw poli-
uretanowych, na skutek dziatania plastyfikujacego.
Dodatki te majg tendencje do migracji z tworzy-
wa, co powoduje stopniowsg utrate odpommosci na
plomieni, Wad tych pozbawione sa zwiazki zdolne
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do reakcji z substratami poliuretanowymi, zwiasz-
cza z izocyjanianami. Jednak wigksz0$é dotyeh-
czas znanych zwigzkéw tego typu wykazuje inne
wady, takie jak zla mieszalnosé z substratami po-
liuretanowymi, zbyt wysoka reaktywnosé lub nie-
korzystny wplyw na wiasnosci wytrzymatosciowe
poliuretanéw, co wynika z matej odleglosci mie-
dzy centrami aktywmnymi.

Spos6b wedtug wynalazku polega na dodaniu
do mieszaniny reakcyjnej, obok znanych sktadmi-
k6w, zwigzku o ogélnym wzorze 1, w ktérym R,
oznacza atom wodoru lub grupe metylowa Lub
razem z R, oznacza grupe dwuchlorometylenows,
R, oznacza grupe metylowa lub grupe tréjchloro-
metylowsg, X oznacza atom chloru lub atom bro-
mu, Y oznacza atom wodoru lub atom chioru lub
atom bromu, zas R, oznacza atom wodoru lub
grupe metylowa. ‘

Jako zwigzki zmniejszajace palnosé poliuretanow
wedlug wynalazku stosuje sie na przykiad 22-
-bis {4{3(2,3-dwubromopropionoilokisy)-2-hydroksy-
propokisy]-fenylo}{propan o wworze 2, 2,2-bis{4{3-
-(2,3-dwubromopropionoiloksy)-2-hyidroksypropo-
ksy]-3,5-dwubromofenylo}-propan o wzorze 3, 22—
-bis {4[3(2,3+4dwubromopropionoiloksy)-2-hydroksy-
propoksy]-fenylo}-1,1,1-tr6jchloroetan o wzorze 4.

iSzczegblnie korzystne jest dodanie takich zwiaz-
kéw do skladnika . poliolowego, a po rozpuszczeniu
stosuje sie znamne sposoby postepowania prowadzg-
ce do otrzymywania zwigzkéw poliuretanowych.
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Zwigzek stosuje sie w ilosci 2—150% wagowych w
stosunku do lgcznej masy pozostalych skiadnikéw
poliolowych. ' '

Sposobem wediug wynalazku mozna otrzymywaé
poliuretany w roéznej postaci, zwlaszcza pianki i
powdoki.

Sposéb wediug wynalazku objasniaja ponizsze
przyktady wylkonania.

Przyktad I 37 g 22-bis{4[3(2,3-dwukromo-

propionoiloksy)-2-hydroksypropoksy]-fenylo} propa-
nu (wzér 2) miesza sie¢ dokladnie z nastepujacymi
skitadnikami: '

polieterol o nazwie handlowej Desmo-

phen 5900 50 g
woda Llg
tréjetanoloamina 378
dwuazobicyklooktan 0,2 g
smar silikonowy 0,1¢g

Po dokladnym wymieszaniu otrzymang kompo-
zycje miesza sie przy pomocy szybkoobrotowego
mieszadla z 68 g dwuizocyjanianu dwufenylome-

- tanu o nazwie handlowej Desmodur RR V 20.
Otrzymana pianka ma gesto$é pozorng 90 kg/m3,
wytrzymatos$é na Sciskanie 2 kG/cm? Pianka za-
wiera 9% wagowych bromu i gasmie natychmiast
po wyjeciu z plomienia.

Przykitad II. Postepuje sie identycznie jak
w przykladzie I, z ta roznica, ze zamiast zwigz-
ku o wzorze 2 stosuje sie 2,2-bis{4{3(2,3-dwubro-
mojpropionoiloksy)-2-hydroksypropoksy]-3,5-dwi-
bromofenylo}-propan (wzér 3) w ilosci 50 g i sto-
suje sie ilosé dwuizocyjanianu zwieleszong do 72 g.
Otrzymana pianka zawiera 13%s wagowych bromu
i jest niepalna.

Przykltad III. Post¢puje sie identycznie jak
w przykladzie I, z tgq réznicg, ze zamiast zwigz-
ku o wzorze 2 stosuje sie 45 g 2,2-bis{4[3(2,3-dwu-
bromopropionoiloksy)-2-hydroksypropoksy]-fenylo} -
-11,1-tréjchloetanu (wzbr 4) oraz zwigksza sie
ilo§¢ dwuizocyjanianu dwufenylometanu do 68 g.
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Otrzymuje sie pianke o gestosel pdaormej 95—100
kg/m3 i wytrzymatosci na Sciskanie 3 kG/cm:2.
Pianka gasnie po 5 sekundach od chwili uswme-
cia zewnetrznego Zrédia ognia.

Przyktad IV. Ognioodporng powiloke poliu-
retanowg otrzymuje si¢ z nastepujgcych sktaidni-
koéw:
2,2-bis {4[3(2, 3-fdwuibromomoplommﬂo&my)-2-
-hydroksypropoksy]-fenyio} -1,1 4dwuchloroe-

ten o wzorze 5 . 30 g
polieterol o nazwie handlowej Desmophen

5900 31 g
dwuazobicykilooktan 025 g
pasta pigmentowa 35 &

Po dokitadnym wymieszaniu dodaje sie¢ 45 g trédj-
funkcyjnego izocyjanianu znanego pod nazwg Izo-
cyn PT 100. Czas schniecia powloki wynosi 5 ‘go-
dzin, czas - calkowitego utwardzenia 12 godzin.
Uzyskana powloka gasnie prawie natychmiast po
wyjeciu z ptomienia palnika gazowego.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6éb wytwarzania poliuretanéw o zmniej-
szonej palnosci przez reakcje wielofunkeyjnych
izocyjanianéw z poliolami z dodatkiem azwigzku
obnizajagego palnosé, znamienny tym, ze jako
zwigzki obnizajgce palnosé stosuje sie zwigzki o
ogolnym ‘wzorze 1, W ktorym R, oznacza atom
wodoru ‘lub grupe metylowsa, lub razem z R, oz-
nacza ,grupg dwuchlorometylenowa, R, oznacza
grupe metylenowg lub grupe tréjchlorometylows,
X oznacza atom chloru lub atom bromu, Y ozna-
cza atom wodoru lub atom chloru lub atom bro-
mu, za$ R, oznacza atom wodoru lub grupe me-
tylowa.

2. Spos6b wedilug zastrz. 1, znamienny tym, Zze
zwigzek o ogblnym wzorze 1, w ktérym R;, R,,
R;, X, i Y majg podane wyzej znaczenie, stosuje
sie w iloSci 2—150%y wagowych w stosunku do
lacznej masy pozostalych skladnikéw poliolowych.
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